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摘要(译)

本发明实施例提供了一种光配向膜及其制备方法、液晶显示基板和装
置，属于液晶显示领域，以提高液晶显示装置的显示效果。所述光配向
膜的制备方法，包括：在基板上涂覆光配向材料膜层；对涂覆的所述光
配向材料膜层进行预固化；对预固化后的所述光配向材料膜层用线偏振
光照射，以形成具有配向功能的光配向材料膜层；对所述具有配向功能
的光配向材料膜层进行主固化，在所述具有配向功能的光配向材料膜层
发生固化反应的同时清除所述固化反应生成的反应副产物，得到所述光
配向膜。本发明可用于光配向膜的生产中。
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